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Ikerpotenoi6méter

Technológiai ~orrend:

1./ A müonyag hordozó lapka közep~re egy megfele­

loen kiképzett maszk segitségével egy fém alapré­

teget felgózölni.

2./ A fém alapréteget egy másm8ik mEtszkkal le kell

takarni, é8 a szabadon levo felületekre az ellen­

álláspálya anyagát f,elhordnn1. A fém alapréteg le­

takart felülete keskenyea~ legyen, mint a felgozölt

felület, hogy biztositauk a két ellenálláspálys. 6s

a fém elválasztó réteg közötti jó villamos kontak­

tust.

3./Végül egy harmadik r~uszkkal a két ellenálláspá­

lyát kellletakarni, 68 az. ellenállá.::Ipályakét vé­

gére, valamint a.kCSzépsó tartományban elhelyezke­

do f6m alaprétegre a fém felületi rétegeket felgó­

zölni. A középsó fém elválasztó réteg falsa felü­

leti rétegét olyan szélességUre v6lnsszuk, hogy a

leszedo érintkezo középállásban mindig a fém elvá­

lasztó rétegen álljon.


